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NEO als duurzaam alternatief voor kunstmest

Een verkennende proef met verrijkte varkensmest via plasmatechnologie (NEO) als alternatief voor kunstmeststikstof bij de bijpemesting bij aardappelen.
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N2 - Applied

Brede kennisvraag

Centrale vraag in dit onderzoek hoe plasmatechnologie (productie van NEO-
meststoffen, Nitrogen Enriched Organic fertiliser) kan bijdragen aan een
duurzamere en effectievere stikstofbemesting, met minder afhankelijkheid
van kunstmest en lagere emissies? In dit onderzoek werd gekeken naar de
bijbemesting bij consumptieaardappelen, in bijzonder het gebruik van NEO-
meststoffen daarbij

Aanpak

Op de locatie van VD Borne campus te Reusel is varkensmest bewerkt met de
plasmatechniek. Voor en na de behandeling zijn monsters genomen om de
verrijking met stikstof vast te stellen. Vervolgens is op het WUR-proefbedrijf
in Vredepeel en op de VD Borne campus in Reusel in het veld bij aardappelen
de bijbemesting met NEO-mest vergeleken met die van kunstmest. In
Vredepeel betrof het een veldproef in vier herhalingen en in Reusel ging het
om een strokenproef in enkelvoud
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Doelstelling

Het doel van het onderzoek was:

* Aantonen dat bewerking van varkensmest met de plasmatechniek leidt tot
verrijking van de mest met nitraatstikstof.

* Aantonen dat bijbemesting met de plasmatechniek verkregen NEO-mest
vergelijkbaar was met bijbemesting met kunstmest.

Resultaat en reflectie

De metingen gaven aan dat de plasmatechniek leidde tot een duidelijke stijging
van het stikstofgehalte (via extra nitraat) en een duidelijke daling van de pH van
de mest. De proeven lieten geen verschil zien in knolopbrengst en stikstofopname
tussen bijbemesting met de NEO-mest en bijbemesting met kunstmest. Hierbij
moet wel worden aangetekend dat de respons op stikstof op beide locaties zwak
was, wat het lastig maakt eventuele verschillen tussen de meststoffen aan te
tonen.

Link naar het evaluatieverslag wordt geactiveerd na publicatie:
https://doi.org/10.18174/722244
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